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(57) Abstract: The invention relates to a device for projecting the light of a semiconductor laser unit (1) comprising a plurality 
of emitters onto a working plane. Said projection device comprises a collimating means (6) for at least partly collimating the light 
emitted by the semiconductor laser unit (1) in at least one direction which extends essentially perpendicular to the spreading direction 
(Z) of the light, and focusing means for at least partly focusing or projecting the at least partly collimated light onto the working 
plane. The inventive projection device (2, 12) further comprises light-guiding means (8, 13) which are provided with an incident 
area for light emitted by the collimating means (6) and an emission area from which light can be emitted to the focusing means. Said 
imaging device (2, 12) is embodied such that light from at least two of the emitters can enter the incident area. The invention also 
relates to an illuminating device encompassing such a projection device. 
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des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft Abbildungsvorrichtung fur die Abbildung des Lichtes einer Halblei- 
terlasereinheit (1) mit einer Mehrzahl von Emittem in eine Arbeitsebene, umfassend ein Kollimationsmittel (6) fur die zumindest 
teilweise Kollimierung des von der Halbleiterlasereinheit (1) ausgehenden Lichtes in zumindest einer, zur Ausbreitungsrichtung (Z) 
des Lichts im Wesentlichen senkrechten Richtung (Y), Fokussiermittel fiir die zumindest teilweise Fokussierung oder Abbildung des 
zumindest teilweise kollimierten Lichts in die Arbeitsebene, wobei die Abbildungsvorrichtung (2, 12) Lichtleitmittel (8, 13) umfasst, 
die eine Eintrittsfiache fiir aus den Kollimationsmitteln (6) austretendes Licht und eine Austrittsflache aufweisen, aus der Licht zu 
den Fokussiermittel n austreten kann und wobei die Abbildungsvorrichtung (2, 12) derart ausgebildet ist, dass in die Eintrittsfiache 
Licht aus mindestens zwei der Emitter eintreten kann. Weiterhin betrifiFt die vorliegende Erfindung eine Beleuchtungsvorrichtung 
mit einer derartigen Abbildungsvorrichtung. 



